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Patentkrav

1. Kontinuerlig prosess for & danne i det minste én bestanddel, valgt fra metallbaserte

nanopartikler og/eller metallioner, i minst én veeske som omfatter a:

stramme i det minste én vaeske gjennom i det minste ett renneelement, hvori

nevnte i det minste én veeske oppviser en overflate og en stremningsretning;

framskaffe i det minste én plasmadannende elektrode som er metallbasert eller

ikke-metallbasert;

danne en plasma mellom nevnte i det minste én plasmadannende elektrode og i

det minste en del av overflaten av nevnte i det minste én stremmende vaeske;

framskaffe i det minste ett sett med metallbaserte elektroder i kontakt med
nevnte i det minste én stremmende vaske, og lokalisert nedstrems i

stremningsretningen fra nevnte i det minste én plasmadannende elektrode;

hvori nevnte i det minste ett sett med metallbaserte elektroder omfatter i det
minste ett materiale valgt fra gruppen bestdende av platina, titan, sink, sglv,

kobber, gull og legeringer av samme; og

utfere i det minste én elektrokjemisk reaksjon ved nevnte i det minste ett sett
med metallbaserte elektroder for & produsere nevnte i det minste én metallbasert

bestanddel i nevnte i det minste én strammende vaske;
hvori nevnte i det minste én vaeske som omfatter vann.

2. Framgangsmate ifglge krav 1, hvori nevnte i det minste ett sett med metallbaserte

elektroder omfatter sglv eller en legering av samme.

3. Framgangsmate ifalge krav 1 eller 2, hvori nevnte i det minste én plasmadannende
elektrode omfatter i det minste ett materiale valgt fra gruppen bestdende av platina,
titan, sink, sglv, kobber, gull og legeringer av samme, fortrinnsvis sglv eller en legering

av samme.

4. Anordning for kontinuerlig dannelse av i det minste én bestanddel, valgt fra
metallbaserte nanopartikler og/eller metallioner, i minst én strammende veeske, hvilken

vaeske omfatter vann, og anordningen omfatter:
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i det minste ett renneelement som omfatter i det minste én innlgpsdel og i det

minste én utlgpsdel;

i det minste én plasmadannende elektrode, hvori nevnte i det minste én
plasmadannende elektrode er lokalisert slik at nar nevnte i det minste én
strammende veeske er til stede i nevnte i det minste ett renneelement, for derved
a danne en stremningsretning, et rom for plasma er dannet mellom nevnte i det
minste én plasmadannende elektrode og en overflate av nevnte i det minste én

strammende vaeske;

i det minste ett sett med metallbaserte elektroder for & utfare i det minste én
elektrokjemisk reaksjon lokalisert nedstrams i stramningsretningen fra nevnte i
det minste én plasmadannende elektrode; hvori nevnte i det minste ett sett med
metallbaserte elektroder omfatter i det minste ett materiale valgt fra gruppen
bestdende av platina, titan, sink, sglv, kobber, gull og legeringer og blandinger

av samme; og
i det minste én streamkilde for & danne nevnte plasma.

5. Anordning ifglge krav 4, hvori nevnte i det minste ett renneelement omfatter i det

minste én av en lineaer form, en "Y-form™ og en "W-form™.

6. Anordning ifglge krav 4, omfatter videre i det minste én styreanordning for justering
av lokasjonen for i det minste én elektrode i forhold til veaeskeoverflaten, hvori
elektroden er valgt fra gruppen bestaende av nevnte i det minste én plasmadannende

elektrode og nevnte i det minste ett sett med metallbaserte elektroder.

7. Anordning ifglge krav 6, hvori nevnte i det minste én styreanordning justerer
lokasjonen ved a opprettholde en hovedsakelig konstant spenning over nevnte i det

minste én elektrode.

8. Anordning ifglge krav 4, hvori nevnte i det minste ett sett med metallbaserte

elektroder omfatter sglv eller en legering av samme.

9. Anordning ifelge krav 4 eller 8, hvori nevnte i det minste én plasmadannende
elektrode omfatter i det minste ett materiale valgt fra gruppen bestdaende av platina,
titan, sink, sglv, kobber, gull og legeringer av samme, fortrinnsvis sglv eller en legering

av samme.
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